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  近日，德国GenISys公司副总裁Nezih Unal先生和亚太地区业务主任John Sachen先生来我所进行

了为期两天的技术交流与电子束曝光数据处理和工艺模拟软件高级功能介绍等相关活动。我所电子束光

刻相关工艺工作人员和研究生参加了活动，并与专家就软件使用过程中的难点等问题进行了交流探讨。 

  据专家介绍，GenISys公司的电子束曝光数据处理和工艺模拟软件Layout BEAMER 是一款多功能

的电子束曝光图形数据处理软件。能够对图形数据进行布尔运算、图形单向增缩、一定尺寸范围的图形

提取、多种数据格式的接受和输出；可安装于多种操作系统；可设置多种工艺模型、软件的图形化界面

使得操作方便快捷等；它的强大邻近效应校正功能更是其独特的性能，可对不同工艺条件下邻近效应校

正结果进行模拟，减少试验次数，提高效率；它还可以产生多种类型的电子束光刻机的工作文件。此

外，GenISys公司还可以根据客户的需求开发不同的软件功能，对客户在使用过程中出现的问题给予积

极响应。 

  活动中，双方还对自交叉图形的识别和处理；JEOL01格式的图形在JBX-5000LS计算机上的注册和

识别；四室在砷化镓器件研究中新的工艺层构对于电子束曝光中的邻近效应的影响和模拟等问题进行了

交流探讨。其中针对有些技术难点问题GenISys公司还将在活动后经内部讨论进一步提供解决方案。 
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�   中国科学院微电子研究所管理人员

招聘启事  

�   关于召开第六届研究生会换届选举

的通知  

�   关于举办中层干部执行力系列培训

的通知  

�   中国科学院微电子所冬季拔河跳绳

比赛通知  
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